


























































































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20190157627A1 公开(公告)日 2019-05-23

申请号 US16/007788 申请日 2018-06-13

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 BAE JOON HWA
CHO HYUN JIN
CHOO BYOUNG KWON
CHO WOO JIN

发明人 BAE, JOON HWA
CHO, HYUN JIN
CHOO, BYOUNG KWON
CHO, WOO JIN

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3246 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L2227/323 H01L27/1248 H01L27/3262 
H01L27/3265 H01L51/5206 H01L51/5221 H01L27/1255 H01L27/1259 H01L51/5256

优先权 1020170156903 2017-11-23 KR

其他公开文献 US10700310

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在制造显示装置的方法中，该方法包括：在基底上形成导电层;在导电层
上形成具有部分暴露导电层的孔的有机层;抛光有机层的上表面;在抛光的
有机层上形成发光元件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/91a5eba8-44bc-44ce-ae87-1dc912319498
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066534094/publication/US2019157627A1?q=US2019157627A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190157627%22.PGNR.&OS=DN/20190157627&RS=DN/20190157627

